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Aus Siliciumdisulfid und Silicium(IV)-fluorid wird Tetra-
fluoro-cyclodisilthian erhalten, welches langsam in die Ausgangs-
produkte zerfillt.

Silicium(IV)-fluorid reagiert mit Siliciumdioxyd zu Fluorsiloxanen?,
hauptsichlich zu F3SiOSiFs. Wie im folgenden gezeigt wird, liefert die
Umsetzung des Silicium(IV)-fluorids mit Silicinmdisulfid bei 1000° das
Tetrafluoro-cyclodisilthian FaSiS,SiFy,
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welches bei —18° siedet und bei —80° schmilzt. Der Dampfdruck (Abb. 1)
148t sich zwischen Schmelz- und Siedepunkt durch die Gleichung

log p=9,224 —1,616-103- 1/T

wiedergeben, woraus sich die Verdampfungswérme zu 7,4 kcal/Mol ergibt.

Die Verbindung zerfdllt langsam in die Ausgangsprodukte, wie auch
vom analogen Tetrachloro-cyclodisilthian? % ¢ bekannt ist. Dement-
sprechend enthilt das Gas stets geringe Mengen SiFy.
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Experimenteller Teil

Siliciuradisulfid wurde nach Tiede und Thimann® aus Aluminiumsuaifid
und Siliciumdioxyd im Silitstabofen gewonnen. Silicium(IV)-fluorid wurde
aus NagSiFe und HSO4 hergestellt und entsprechend gereinigt®.

Die Umsetzungen erfolgten in einer Kreislaufapparatur, in der SiFy iiber
in einem Quarzrohr auf 1000° erhitztes SiS; geleitet wurde. In den Kiuhl-
fallen sammelt sich FaSiSsSiFs und SiSg; letzteres entstand offenbar durch
teilweisen Zerfall des Reaktionsproduktes. Dieses wurde durch fraktionierte
Kondensation, vor allem von SiFy, gereinigt und Molgewicht sowie Dampf-
druckkurve bestimmt (MG gefunden: 191,6, 192,7, 192,4; ber. fir F4S:Siz:
198,2). Innerhalb von 14 Tagen sank das Molgewicht auf 183, entsprechend
einem Gehalt von 14,39, SiF4

Zur Analyse wurde mit NaOH zersetzt, S nach Oxydation mit Brom in
alkalischer Losung als Sulfat bestimmt und F als CaFs ausgeféllt. Im Filtrat
wurde Si0g abgeschieden, vergliht und als SiFs abgeraucht.
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Abb. 1. Dampfdruckkurve des Tetrafluoro-cyclodisilthians

Tabelle 1. Analytische Ergebnisse

Berechnet fur Berechnet fiir 95,6%

Gefunden F,S.50, F 8,80, + 4,4% SiF,
%S 29,9, 29,4 32,7 31,2
%Si 27,4, 25,8 - 28,6 28,5
%F 41,2, 42,2 38,7 40,2
Molgew.

(Mittaler) 192:2 196,2 192,2

Fiir die Unterstiitzung der Untersuchung danken wir den Oster-
reichischen Stickstoffwerken A. G., Linz-Donau.
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